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Urkundeninhaber:

Linde GmbH
Geschiaftsbereich Linde Gas
Carl-von-Linde-Straf3e 25, 85716 UnterschleiRheim

Referenzmaterialherstellung in den Bereichen:

Herstellung von zertifizierten Referenzmaterialien auf dem Gebiet bindrer Gasgemische,
Multikomponenten-Gasgemische sowie synthetischer Erdgasgemische

verwendete Abkilirzungen: siehe letzte Seite

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) zu

entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen .
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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-RM-21622-01-00 Akkreditierungsstelle

Synthetische Gasgemische

Charakteri-
1) . Stoffmengenanteil MU arakeen
Matrix Messgrofle . . sierungs- Bemerkungen
in mol/mol in% *
ansatz
N,/0,-Gemisch | Stickstoffdioxid NO2 1-10°bis 2500 10°® 0,5
N2 Distickstoffmonoxid | N2O 510 bis 1000 - 10 0,8
N2, No/Oz- | 5 efeldioxid SO 510 bis 1000 - 10°® 0,4
Gemisch
N2, N?/Oz- Schwefeldioxid SO2 1000 * 10°° bis 2500 - 10°® 0,8
Gemisch
Na, N?/OZ- Kohlenstoffmonoxid | CO 5-10° bis 1000 - 106 0,5
Gemisch Individuelle
N2 Kohlenstoffmonoxid | CO 0,1-102 bis 22,5102 0,3 Gemisch-
i o) f zusammenstellung
N2, No/Oz- | ohlenstoffdioxid | CO2 5-10° bis 1000 - 10° 0,5 ale).f) méglich, wenn
Gemisch
N auBerhalb des Ex-
2 N0y o lenstoffdioxid | COs 0,1 107 bis 30 - 107 0,3 Bereichs und wenn
Gemisch Reaktionen unter
N, No/Oz- | ppathan CHa 5107 bis 1000 - 10°® 0,6 den Komponenten
Gemisch ausgeschlossen
N2 Methan CHa 0,110 bis 50 -107 0,3 werden konnen.
NZ’. Ni‘/oczl-_i Ethan CoHs 10 - 10°° bis 1000 - 10°® 0,6 Fir jedes Gemisch
Gemisch, 4 wird die Mess-
N2, CHa Ethan C2Hs 0,1 102 bis 51072 0,3 unsicherheit
N2, N2/O,- e e indiv_iduell
Gemisch, CHa Propan CsHs 510" bis 1000 - 10 0,6 ermittelt.
N2, CHa Propan CsHs 0,1°1072bis 5107 0,3
N2, CHa Hexan CsH1a 5-10°° bis 500 - 10°® 0,6
N2 Sauerstoff 0. 510 bis 25 1072 0,4
N2 Stickstoffmonoxid | NO 0,5-10° bis 1-107 0,4
N2, No/Oz- | \yasserstoff Ha 11072 bis 20 107 0,3
Gemisch
*) Erweiterte Messunsicherheit mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von ca. 95 % und einem
Erweiterungsfaktor von k = 2 (absolut)
1 N,/0,-Gemisch,nur auBerhalb des Ziindbereiche

Ausstellungsdatum: 02.07.2020

Giiltig ab: 02.07.2020
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Synthetische Erdgasgemische?

Matrix Messgrofle Stoff.mengenanteil3) . MU c:i::i:tge:- Bemerkungen
in mol/mol in% * ansatz
Helium He 0,05 102 bis 1,0 - 102 0,3
Sauerstoff 02 0,10 -102 bis 2,0 - 102 0,3
Stickstoff N2 0,10 107 bis 20 - 107 0,3
Kohlenstoffdioxid CO; 0,10 - 107 bis 10,0 - 1072 0,3
Kohlenstoffmonoxid | CO 0,25 - 107 bis 1,50 - 1072 0,3
Wasserstoff H2 0,20 - 107 bis 10,0 - 1072 0,3
Ethen CaHa 0,10 1072 bis 1,010 0,3 Fiir jedes
Ethan CaHe 0,25 107 bis 13,0 107 0,3 a),e), f) Gemisch wird
Methan CHa Propen CsHs 0,10 1072 bis 1,0 - 1072 0,3 u:lfc':'eeriséit
Propan CsHs 0,10-10 bis 10,0107 0,3 individuell
n-Butan n-CsH1o | 0,05 107 bis 3,010 0,5 ermittelt.
iso-Butan i-CaH10 0,05 1072 bis 3,0 - 102 0,5
n-Pentan n-CsH12 0,01 1072 bis 0,3 - 102 0,8
iso-Pentan i-CsH12 0,01 1072 bis 0,3 - 102 0,8
n-Hexan n-CeH1a 0,01 102 bis 0,3 - 102 0,8
neo-Pentan CsH12 0,01 1072 bis 0,3 - 102 0,8
Methan CHa 50,00 10 bis 99,9 - 10~ 0,1

*)

2)

3)

a)

e)

f)
verwen

MU
Mol

Ausstell
Giiltig a

Erweiterte Messunsicherheit mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von ca. 95 % und einem
Erweiterungsfaktor von k = 2 (absolut)

Darin enthalten: 17K, 16M, 13D, 13K, 12E, 12M, 11D, 11M, P1-11K, L1-11K, L2-11K, P1-7K, 6H, 6L, P1-9K, L1-8K, L2-
8K, H1-8K, H2-8K,9M, 9E, 2H, 2HL, 2LH, 2LHL, 2L, 2LL — gemaR PTB-Anforderung 7.63

Der Filldruck wird jeweils so berechnet, dass bei kondensierbaren Komponenten der Taudruck nicht Gberschritten
wird

Die Charakterisierung durch Anwendung eines oder mehrerer Referenzmessverfahren im
eigenen Laboratorium entsprechend ISO 17034, 7.12.3 Anmerkung 1 a).

Die Charakterisierung basiert auf der Masse der Bestandteile, die bei der Herstellung der
CRMs verwendet werden entsprechend ISO 17034, 7.12.3 Anmerkung 1 e)

Charakterisierung gemalf$ 1ISO 6142-1:2015-08
dete Abkiirzungen:

Messunsicherheit
Basiseinheit der Stoffmenge

ungsdatum: 02.07.2020

b: 02.07.2020
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